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摘要(译)

具有改进的开口和对比度的有源矩阵显示装置利用光阻挡线来改善显示
对比度，同时将光阻挡线定位在与栅极线相同的金属化水平上，从而限
制数据线和像素电极之间的寄生电容耦合。光阻挡线也仅位于数据线的
一侧，从而也可以实现显示器开口率的改善。光阻挡线优选地被图案
化，使得在显示器的数据线和光阻挡线之间不发生重叠。消除重叠减小
了显示器的像素电极中的台阶高度，从而减小了与像素电极相对延伸的
液晶材料中的液晶分子的向错程度。光阻挡线也优选地在显示器的数据
线下方图案化，使得数据线和像素电极之间的寄生电容耦合减小。光阻
挡线也优选地形成有斜边，使得显示器的像素电极中的台阶高度可以进
一步减小。
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